CENTRUM GRAFENU | INNOWACYJNYCH
NANOTECHNOLOGII OTWARTE

Grafen - materiat przysztosci

Centrum Grafenu i Innowacyjnych Nanotechnologii powstaje na terenie Instytutu Technologii
Materiatéw Elektronicznych w Warszawie. Etap | jest czescig ogromnego przedsiewziecia
inwestycyjnego, majacego na celu budowe innowacyjnego kompleksu naukowo-badawczego w
dziedzinie nanotechnologii. Bedg tu prowadzone badania nad metamateriatami, krysztatami
fotonicznymi, nanokompozytami, a w szczegdlnosci nad grafenem, jednym Z najbardziej
innowacyjnych, rozwojowych i perspektywicznych materiatéw, ktéry moze zrewolucjonizowac¢ swiat
zaawansowanych technologii.

W ITME prowadzi sie juz intensywne prace nad grafenem, ktére zmierzaja do zastosowania tego
fascynujacego materiatu w produktach komercyjnych z dziedziny elektroniki, inzynierii materiatowej
oraz medycyny. ITME uczestniczy w wielu miedzynarodowych projektach skupionych na
wykorzystaniu wytwarzanego w instytucie grafenu. Wysoka jakos¢

prowadzonych badan, oryginalne opracowania, nowe zgtoszenia patentowe, rozwéj aparatury
mozliwy dzieki otwartemu wtasnie Centrum tworza warunki do szerokiej wspétpracy z czotowymi
osrodkami naukowymi w kraju i za granica.

Budowa Centrum zostata podzielona na etapy. Wtasnie zakoficzono pierwszy etap inwestycji, w
ramach ktérego powstaty

nowe oraz zmodernizowano juz istniejgce w ITME laboratoria. Zakupiono nowoczesng aparature
badawczo-naukowg, m.in.

spektrometr mas jonéw wtérnych, fotoelektronowy spektrometr rentgenowski, skaningowy
mikroskop elektronowy,

mikroskop sit atomowych. Zmodernizowano niezbedng infrastrukture techniczng i teleinformatyczna.

| Projekt Centrum Grafenu i Innowacyjnych Nanotechnologii - Etap |
zostat zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa Mazowieckiego
na lata 2007-2013. W przysztosci, w ramach kolejnego etapu, powstanie nowy budynek
laboratoryjny. Nowoczesna architektura, funkcjonalnos¢, profesjonalne zaplecze techniczne,
nowoczesniejsza

aparatura badawcza i technologiczna, pomieszczenia laboratoryjne o wysokiej klasie czystosci,
powierzchnie biurowe i socjalne - to wszystko umozliwi realizacje innowacyjnych i przetomowych
badan w dziedzinie nowych nanotechnologii.
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*Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych jest instytutem badawczym, specjalizujgcym sie w
opracowywaniu nowych materiatéw i badaniu ich wtasciwosci oraz mozliwosci wykorzystania w
nauce i gospodarce. ITME wytwarza miedzy innymi réznego rodzaju krysztaty do zastosowania w
elektronice i optoelektronice. Prowadzi tez prace nad materiatami nowej generacji. Dzieki swoim
dotychczasowym osiggnieciom, zalicza sie do czotowych placéwek naukowo-badawczych
realizujgcych z wielkim sukcesem nowatorskie badania w wielu obszarach zwigzanych z nowymi
technologiami. ITME nalezy do Swiatowej czotéwki o$rodkéw naukowych prowadzgcych badania nad
grafenem. W instytucie opracowano i opatentowano rézne technologie wytwarzania grafenu, co
pozwolito na produkcje najwyzszej jakosci tego materiatu oraz prowadzenie intensywnych badan
aplikacyjnych.

Tytut projektu: Centrum grafenu i innowacyjnych nanotechnologii - etap 1 Beneficjent: Instytut
Technologii Materiatéw Elektronicznych Catkowita wartosc projektu: 42 500 000,00 min zt Kwota
dofinansowania: 36 125 000,00 min zt Dziatanie: 1.1 Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego

Zrédto: www.mazovia.pl
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